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iTechhologie DuPont

Fotografické filmy a chemikalie

Technické udaje

Riston® MultiMaster - MM100

Suchy fotopolymerni negativni fotoresist Riston® vyvolatelny ve vodnim prostiedi

DuPontlv systém kvality vyroby odpovida
normé [SO.

Viechny produkty fady Riston” jsou
vyrabény za  piisné¢ kontorolovanych
podminek a maji vySe uvedené osvédéeni
jakosti, které Vam na vyZzadani zaSle Vas
mistni zastupce firmy Du Pont.

1. Uprava povrchu

Riston fady MM 100 ma velmi dobrou
prilnavost ke vSem typim pouzivanych
povrchil pti vyrobé desek ploSnych spojti.

I/L méd’:
¢ Pemzou
e Chemické ¢isténi

Elektrolytickd méd™:

e Nezdrsnéna

e Zdrsnéna kartacovanim nebo
pemzovanim

Povrchy po pfimém pokoveni

Platovana méd’ :
e Zdrsnéna
e Nezdrsnéna

Antitarnish:

Uspésné se pouzivaji nasledujici p¥ipravky
mohou byt GspéSné pouzity:

e Shipley 7130

e Duratech PCL

e Enthone Entek Cu56

( mohou byt pouzity také jiné )
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2. Laminace
(VSechny udaje plati pro HRL-24
Yieldmaster Film laminator)

Predehiivani desek: volitelné
Teplota valcu: 105-120°C
Doporu¢ena 115°C
Rychlost posunu: 0,6-1,5m/min
Pritlak: 0-2,8bar

Piibliznd teplota desek opustéjicich
laminator:

Vnitini vrstvy: 60-70°C
Vnéjsi vrstvy(zlato): 50-55°C
Vné&jsi vrstvy

(Cu/Sn, Cu/Sn-Pb): 45-55°C

3.0svit

Riston MM 100 miize byt exponovan na
vSech standartnich zatizenich pouzivanych
ve vyrobé plosnych spoji s lampami s
vlnovou délkou mezi 350 —380nm.

Riston MMI100 ma lepsi rozliSovaci
schopnost a S$irSi spektrum citlivosti pfi
expozici neZ ostatni resisty. Je také méné
nachylny  k problémim pii  S$patném
kontaktu pifi pouzivani typu expozi¢niho
zatizeni sklo-sklo.

RozliSovaci schopnost pod 50 mic vodice a
mezery (V/M) je mozné dosdhnout pfi
optimalnich pracovnich podminkéch.
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Doporucené expozi¢ni parametry

Riston MM - 140 MM-150
Tloustka 40 mic 50 mic
RST 25 10-18 10-18
SST 21,, 7-9 7-9
SST 41,, 19-28 19-28

energie (mJ/cm?®)  25-60 30-75

Doporuceni:
RST 13-14 pro jemné vodice(100mic V/M)
RST 15-16 pro vodice nad 125 mic

Poznamka:

RST = DuPont Riston 25-dilny kontrolni
klin (¢ten vzdy nejvyssi dilek pokryty
resistem)

SST41 = Stouffer 41- dilny kontrolni klin
SST 21 Stouffer 21-dilny kontrolni klin

4.Vyvolavani

Riston® MM 100 mizou byt vyvolavany
v uhli¢itanu sodném nebo draselném
s dobrou produktivitou prace a Sirokymi
zpracovatelskymi podminkami.

Doporuceni:
o Tlak trysek 1,4-2,2 bar
( Vysokotlaké vé¢jitové nebo konické

trysky. )

e Chemikalie:

Na,CO 3. 0,7-1,0% - 0,85%
doporuceno
NA,CO3.H,0: 0,8-1,1% - 1,0 %
doporuceno
K, CO3: 0,8-1,1% - 1,0 %
doporuceno

e Piiblizny Cas (sec) v bézné vyvolavaci
komote

Teplota ~ MM140 MMI150
27-35°C 25-35 32-42
e Bod vymyti: 50-65%

e Odpénovac: 0,8ml/litr Foam Free 940
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e Mnozstvi zpracovaného resistu:
Zatizeni s regeneraci(Feed and Bleed):
0,07-0,14m’/litr
Zatizeni bez regenerace (Batch):
do 0,20m’/litr

e Oplachovd voda: Tvrdd voda (150-
250ppm CaCOj; ekvivalentni) nebo
mekka voda jsou ptijatelné.
Doporucujeme pouzivat vysokotlaké
véjitove trysky

e SusSeni: Dokonale vysusit, nejlépe
horkym vzduchem

5. Galvanika

(kysely siran méd’naty, cin/olovo, cin, nikl,
zlato)

MMI100 Ize pouzit pro vSechny typy lazni
s velmi silnou odolnosti proti zvedani a
dalSim  problémim pifi  galvanickém
zpracovani.

Doporucend ptiprava povrchu:

o Kyselé ¢isténi: 38-50° C 2-4 minuty
Oplach : 2 min

e Mikrozaleptani 0,15-,25mic médi - Cas
dle potieby
Oplach: 2 min

e Kyselina sirova (5-10%) dip, 1-2minuty
(ptipadné oplach 1-2 min)

6. Leptani

Riston® MM 100 je odolny  vé&t§ing
alkalickych ~ amoniakalnich  leptadel.
Vybornd pfilnavost 1 po nékolika
prichodech alkalickou leptackou
umoznujici 40z méd’.

Riston® MM 100 je rovn&Z mozno pouzit
pro vétsinu kyselych leptadel.napt. chlorid
médnaty, (HCL<3,0N), H,0,/H,SO4-
chlorid zelezity apod.

7. Stripovani
RISTON®™ MultiMaster MM 100 je vyvinut

aby se rozpadl na malé kousky pfii
stripovani, coz velmi zvySuje Zivotnost
stripovaciho roztoku a snizuje ndklady,
pokud muze byt resist odstranén pied
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rozpusténim. Proto je doporucena filtrace
stripovaciho roztoku.

Doporuceni:

e Chemikalie:

NaOH 1,5-3% , rychlejsi stripovani pii 3%
koncetraci

KOH 1,5-3%, rychlejsi stripovani pii 3%
koncetraci

Stripovaci roztoky dodavané vyrobcem —
koncentrace dle doporuceni vyrobce

e Tlak trysek: 1,4-2,4 bar (20-35 psig)

e Typ trysek: vysokotlaké ptimé trysky

¢ Bod zlomu: 50% a méné

e Dwell time (celkovy cas straveny ve
stripovaci komoie s 50% bodem zlomu) -

¢as (sec) v stripovaci komote

Roztok Teplota MM140 MMI150
3% NaOH 55°C 60-80 90-120

1,5% NaOH 130-160  150-180
3% KOH 110-140  130-170
1,5% KOH 140-170  150-180

Dodévané vyrobcem
e PBP ADF-30,
e Durastrip ARS-40

Atotech RR-3
Dexter RS 1609,
NTS 402HV
Alphametals PC 489

Dalsi originalni stripovaci. roztoky mohou
pracovat téz dobie.

Kombinace 3% NaOH (nebo KOH) s 3%
MEA (monoethanolamine) muze byt také
uspésné pouzita.

e QOdpénovac: viz vyvolavani

Vsechny vySe uvedené udaje jsou pouze
informativni a mohou se lisit podle Vasich
vlastnich podminek zpracovani.

Firma Du Pont neruci za ptipadné chyby
v prekladu.

V pfipad¢ dalSich dotazi se obratte na
Vaseho mistniho zastupce firmy Du Pont.

JAMI Electronics s.r.o.
Dubenecka 827 Tel.: +420 281 930 559
190 12 Praha 9 Mob.: +420 603 716 490

E-mail: marcela.viskova@jamiel.cz
http://www.jamiel.cz
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